
 

 
 
 

Nuovo Fotopolimero Digitale Flexo 

Film di protezione: rimuovere prima 
dell’ablazione 

Maschera nera ablativa 

Strato di fotopolimero 

Strato di base

 

1. DF‐YSE 1.14  1.70

DF 114 – 170 YSE

Nuova lastra  

Maschera 
Nera 

ESKO
CDI 
Laser

 

‐ bassa temperatura dell’acqua senza additivo  Risparmio energetico e  
riduzione dei tempi di fermo 

macchina 
 

Altissima qualità di 
stampa 

‐ Speciale tecnologia del fotopolimero  
& LAM CTP 

‐ brevi tempi di processo 

‐ per inchiostri flexo UV 

‐ disponibile anche in versione analogica            
 

 


